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Sposób wytwarzania cykloheksyloureidu kwasu
dwuallilooctowego

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
cykloheksyloureidu kwasu dwuallilooctowego, któ¬
ry stanowi nowy związek o właściwościach prze¬
ciwzapalnych i immunosupresyjnych, a więc może
być stosowany w terapii stanów zapalnych i etio¬
logii immunologicznie swoistej i nieswoistej.

Według wynalazku cykloheksyloureid kwasu
dwuallilooctowego wytwarza się przez dekarbo-
ksylację kwasu cykloheksyloureidodwuallilomalono-
wego w temperaturze podwyższonej, zwłaszcza po¬
nad 100°C. Niżej podany przykład ilustruje sposób
według wynalazku.

Przykład. 3,7 g kwasu cykloheksyloureido-
-dwuallilomalonowego umieszczono w kolbce za-

10

nurzonej w łaźni parafinowej i ostrożnie ogrze¬
wano do temperatury 124—125°. W tej tempera¬
turze burzliwie wydzielał się dwutlenek węgla.
Po dekarboksylacji stop szybko skrzepł na kry¬
staliczną masę. Otrzymano 3,15 g produktu, który
po krystalizacji z eteru naftowego topniał w tem¬
peraturze 81° (niekoryg.). Wydajność prawie iloś¬
ciowa.

Zastrzeżenie patentowe
Sposób wytwarzania cykloheksyloureidu kwasu

dwuallilooctowego, znamienny tym, że kwas cyk-
loheksyloureidodwuallilomalonowy poddaje się de¬
karboksylacji w temperaturze podwyższonej,
zwłaszcza ponad 100°C.

95 054


	PL95054B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DESCRIPTION


